
ワイル・ゴッチャル＆マンジズ法律事務所、⽇本経団連共同主催によるセミナーのご案内です。 

2015年10⽉９⽇（⾦） 
14:00-17:00 

⼀般社会法⼈ ⽇本経済団体連合会 
〒100-8188 
東京都千代⽥区⼤⼿町１－３－２ （経団連会館） 
401会議室 

⽇本とアメリカは、テクノロジー産業発展に⻑い歴史と強い関⼼があるという点で共通しています。⽇本のテク
ノロジー投資家の今後の⾏⽅、またM&A 案件における機会とリスクとはどのようなものなのか？テクノロジー所
有者およびユーザーが訴訟、取引において⾃らの利益を守る⼿段とは？テクノロジー権の許諾、使⽤、および実
⾏に関わる独占禁⽌法上のリスクとは？ 今回のセミナーでは、⽶国および⽇本からの経験豊富なパネリストが、
⽇本の企業が考慮すべき成功へのストラテジーについて議論します。 

パネルディスカッションのトピックス 

既に出席予定のパネリストは、以下の法律事務所所属の経験豊富な実務家他: 

お申し込みはこちらから。 

■ テックM&A 2.0: 変化し続けるビジネス環境の中で、どのようにクロスボーダー案件を進めるべきか。

■ 将来のテクノロジー案件をどのように位置づけ、守っていくべきか。 

■ 直近の⽶国特許訴訟、および⽶国特許商標局にて争われている案件の動向 

■ 知的所有権の許諾、実⾏への独禁法適⽤の動向

■ ⻄村あさひ法律事務所 ■ 森・浜⽥松本法律事務所 ■ ⼤江橋法律事務所 

■ ⽇⽐⾕総合法律事務所 ■ ⻑島・⼤野・常松法律事務所 ■ シティユーワ法律事務所 
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ご質問・お問い合わせは 

ジェード・ライクリング(TEL:+1 650 802 3091、メール:jade.reichling@weil.com)までご連絡ください。 

You are cordially invited to a seminar hosted by Weil Gotshal & Manges LLP and Keidanren Japan Business 
Federation. 

Friday, 9 October 2015 
14:00-17:00 

Keidanren Japan Business Federation 
1-3-2 Otemachi, Chiyoda 
Room 401  
Tokyo 100-0004 

Japan and the United States share a long history and vital interest in furthering the 

technology industry. What does the future hold for Japanese technology investors? 

What opportunities and risks need to be considered in M&A deals? How can owners 

and users of technology best protect their interests in litigation and transactions? 

What are the antitrust risks of licensing, using and enforcing technology rights? In this 

seminar, experienced panelists from the U.S. and Japan will discuss the successful 

strategies that Japanese companies should consider. 

Panel Topics 

Confirmed panelists include experienced advisors from: 

Please click here to register. 

Questions 

Please contact Jade Reichling at +1 650 802 3091 or jade.reichling@weil.com. 

■ Tech M&A 2.0: How to successfully navigate cross-border deals in an ever-changing 
environment 

■ How to position and protect your technology transactions for the future

■ Recent developments in US patent litigation and contested proceedings before the 
US Patent Office 

■ Key developments in the application of antitrust to intellectual property licensing and 
enforcement 

■ Nishimura & Asahi ■ Mori Hamada ■ Oh-Ebashi 
■ Hibiya Sogo ■ Nagashima Ohno ■ City Yuwa 

Weil, Gotshal & Manges LLP 
767 Fifth Avenue 
New York, NY 10153 
 
Manage Your Weil Subscriptions 
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